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Abstract

In this paper, micro trench structure is fabricated by femtosecond laser for inserting optical reflecting 

wavelength filter in planar waveguide. The width and depth of the trench is controlled by femtosecond laser 

machining condition. Also, large scale of single channel with 500um and 1000um on silica plate is fabricated by 

femtosecond laser, and roughness of the channel surface is polished by CO2 laser for the insertion of the filter. 

Then, the characteristic of the planar waveguide inserted the filter is verified.

Keywords: Femtosecond laser(펨토초 레이저), CO2 laser(CO2 레이저), trench(트렌치), channel(채널), waveguide(도
파로), wavelength filter(파장 필터)1)

1. 서 론

펨토초 레이저는 높은 첨두 출력(peak power)과 

처프 펄스 증폭(CPA: Chirped-Pulse Amplification) 

기술의 개발로 고출력 펨토초 레이저 펄스의 생성

이 가능해 졌으며
1-2

, 집적 삼차원 가공 소자를 제

작할 수 있는 장점 때문에 많은 연구가 진행되고 

있다. 또한, 레이저 가공 기술은 매우 미세하고 정

밀하게 가공 할 수 있는 장점이 있으며, 펨토초 

레이저 가공은 펄스폭이 매우 짧기 때문에 레이저 

빔에 의한 열적 영향이 적어 가공 물질에 대한 영

향을 최소화 할 수 있다
3
. 이러한 펨토초 레이저의 

장점들로 인해 현재 펨토초 레이저를 이용한 광학

부품, 광소자, 반도체, 의료 분야등 다양한 분야에 

적용되어 연구 및 기술개발이 이루어지고 있다
4-8

.

투고일 : 2015년 3월 11일  심사완료일 : 2015년 3월 24일
게재승인일 : 2015년 3월 26일
교신저자 : 손익부 ⌧ ibson@gist.ac.kr

본 연구에서는 펨토초 레이저를 사용하여 실리

카 표면에 다양한 크기와 깊이를 가지는 트렌치 가

공을 진행하였으며, 이를 통해 트렌치 형상제어 조

건을 확인 하였다. 또한, 500, 1000μm의 크기를 가

지는 단일 채널 가공을 진행 하였으며, 펨토초 레

이저를 통해 가공된 채널의 거칠기를 제거하기 위

해 CO2 레이저 연마 기술을 적용하였다. CO2 레이

저 연마를 통해 채널 가공 부분의 거칠기가 눈에 

띄게 줄어드는 것을 확인 하였다. 이러한 펨토초 

레이저트렌치 가공 기술을 이용하여 광도파로 소자

에 파장반사 필터 삽입을 위한 미세 트렌치를 가공

하였으며, 그 특성을 확인 하였다.

2. 실험 및 결과

다양한 종류의 트렌치 및 채널과 광도파로 가공

을 위하여 펨토초 레이저를 사용하였다. 실험에 
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사용된 레이저는 1 kHz와 100 kHz 반복률을 가지

는 펨토초 레이저를 사용하였다.

펄스 반복률이 1kHz를 가지는 펨토초 레이저

는 CyberLaser사의 Ti:Sapphire femtosecond laser 

(모델명 : IFRIT)이다. 이 펨토초 레이저의 사양

은 785nm의 중심파장을 가지며, 185fs의 펄스폭

을 가진다. 최대 출력은 1W이며, 스테이지 시스

템은 X, Y, Z축으로 구성되어 있다. X, Y축은 

Linear motor stage로 300mm × 300mm의 가공범

위, 20nm의 정밀도, 20mm/s의 최대속도를 가진

다. Z축은 Ballscrew stage로 이루어져 있으며, 

200mm의 이동범위를 가지며, 0.5μm의 정밀도와 

20mm/s의 최대속도를 가진다.

또한 펄스 반복률이 100kHz를 가지는 펨토초 레

이저는 LightCoversion사의 Yb:KGW 다이오드 펌

핑 펨토초 레이저 시스템(모델명: Pharos)을 사용하

였다. 이 펨토초 레이저는 1030nm의 중심파장, 250fs

의 펄스폭과 평균 출력 6W를 가진다. 이 레이저 

시스템의 스테이지는 X, Y축은 선형 모터 스테이

지, 300mm × 300mm의 가공 범위, 300mm/s의 최

대 이송 속도를 가지고 있으며, Z축은 100mm의 

가공 범위를 가진다.

트렌치 가공을 위하여 실리카 표면에 펄스 반복

률이 1kHz를 가지는 펨토초 레이저를 사용하였다. 

(a)

(b)

Fig. 1 Femtosecond laser micromachining system (a) Cyberlaser 
(IFRIT), (b) LightCoversion (PHAROS).

가공 선폭이 50, 60, 70μm를 가지며, 100, 120, 

130μm의 깊이로 트렌치를 가공 하였다. 가공 조

건은 20 배율(NA = 0.4)을 가지는 Objective lens

를 사용하였으며, 0.5mm/s 속도로 가공 하였다. 

펄스 에너지는 82μJ를 사용하였다. 가공 방향은 Y

축 방향으로 진행하였으며, 2μm 간격으로 X축 방

향으로 이동해 가면서 가공하였다. 또한, 가공 반

복은 1회와 2회로 적용하였다.

Fig. 2는 펨토초 레이저를 사용하여 50, 60, 70μm

의 선폭을 가지는 트렌치를 광학 현미경과 confocal 

현미경을 이용하여 측정한 이미지이다. Fig. 2(a), 

(b), (c)는 선폭이 50, 60, 70μm이지만, 가공 반복

에 따라 가공 깊이가 변함을 확인 하였다. 1회 가

공 시 각각의 트렌치의 깊이는 약 80μm로 동일하

였지만, 2회 반복 시 각각의 트렌치의 깊이가 100, 

120, 130μm로 변화함을 알 수 있었다.

또한, 트렌치 보다 큰 채널 가공을 위하여 펄스 

반복률이 100kHz를 가지는 펨토초 레이저를 사용

하였다. 가공을 위하여 10배율(NA = 0.26)을 가지

는 Objective lens를 사용하였으며, 5mm/s의 가공 

속도 7.49μJ의 펄스 에너지를 사용하였다. 채널의 

폭은 500, 1000μm이며 가공 깊이는 50μm를 가지

게 가공 하였다.

(a) Line width : 50μm, depth : 100μm

(b) Line width : 60μm, depth : 120μm

(c) Line width : 70μm, depth : 130μm

Fig. 2 Optical and confocal microscope image of trench.

Fig. 3은 펄스 반복률이 100kHz를 가지는 펨토

초 레이저를 사용하여 가공한 채널을 광학 현미경

과 confocal을 이용하여 측정한 이미지 이다. 원하

는 사양을 가지는 채널을 가공 하였지만, 채널 폭

이 트렌치에 비해 넓어 가공 부위의 거칠기가 더욱 
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눈에 띄게 많음을 알 수 있었다. 이러한 가공 부분

의 거칠기를 제거하기 위하여 CO2 레이저 연마 시

스템을 이용하였다.

Fig. 4는 실험에 사용된 CO2 레이저로 중심파장 

10.6μm, 55W의 최대출력을 가지는 Coherent사의 

CO2 레이저(모델명 : C-55L)을 사용하였다.

펨토초 레이저로 가공된 채널을 연마하기 위하여 

scanner 가공 방식을 적용하였으며, f = 170mm를 

가지는 f-theta scanning lens를 사용하였다. 레이저

의 출력은 4.36W를 사용하였으며, 50mm/s의 연마 

속도로 가공 하였다.

(a) Line width : 500μm, depth : 54μm

(b) Line width : 1000μm, depth : 54μm

Fig. 3 Optical and confocal microscope image of channel.

Fig. 4 CO2 laser polishing system.

Fig. 5는 펨토초 레이저를 사용하여 가공한 채널

에 대하여 CO2 레이저 연마 시스템을 이용하여 가

공 거칠기를 제거한 것이다. CO2 레이저 연마를 통

해 확연하게 가공 거칠기가 제거되었음을 확인 할 

수 있다. 하지만 연마를 통해 가공 깊이가 변화하

였으며, 약 6-14μm 차이가 생겼음을 알 수 있었다.

이렇게 펨토초 레이저를 이용하여 트렌치 및 채

널을 가공 하였으며, 가공 형상 변화에 따라 크기 

및 깊이 제어가 가능함을 확인 하였다. 이러한 가

공 결과들을 바탕으로 펨토초 레이저 트렌치 가공 

기술을 광도파로 소자에 적용해 보았다.

(a) Line width : 500μm, depth : 60μm

(b) Line width : 1000μm, depth : 68μm

Fig. 5 Confocal microscpe measurement result of the single 
channel after CO2 laser polishing.

광도파로 소자에 트렌치를 가공하여 가공된 부

분에 파장 필터를 삽입을 하여 특정파장만 반사시

키는 실험을 진행하였다. 파장 반사 필터 삽입을 

위하여 펨토초 레이저를 이용하여 50μm 선폭에 

60μm의 깊이를 가지는 트렌치를 가공 하였으며, 

CO2 레이저를 이용한 가공 부위 연마는 적용하지 

않았다. 광도파로 소자에 가공을 위하여 펄스 반

복률이 100kHz를 가지는 펨토초 레이저를 사용하

였다.

Fig. 6 Schematic diagram of optical waveguide.

Fig. 6은 광 도파로 소자에 레이저 트렌치 가공 

및 필터 삽입부위를 나타낸 개념도 이다. 그림에서

와 같이 input과 반사 도파로가 만나는 부분에 트

렌치를 가공하여 파장 반사 필터를 삽입 하였다.

Fig. 7 Optical microscope image of the trench fabricated 
on the planar waveguide.
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Fig. 8 Transmission and reflection loss graph after inserting 
the optical wavelength filter.

Fig. 7은 실제로 광 도파로 소자에 펨토초 레이

저를 이용하여 트렌치를 가공한 부분을 측정한 사

진이다. 트렌치 가공 선폭은 50μm에 60μm 깊이로 

가공이 이루어 졌다. 이 트렌치에 삽입되는 파장 

반사 필터는 1645nm 파장을 반사시키는 필터를 사

용하였다.

다음의 Fig. 8 그래프는 1645nm 반사 파장 필

터를 삽입한 후, 1200nm-1700nm파장의 빛을 넣어 

투과와 반사정도를 측정한 것이다. 그래프를 통해 

확인 할 수 있듯이 삽입된 필터의 파장부근인 약 

1610nm-1645nm에서 빛의 투과 량이 줄어들고 반

사량이 증가함을 확인 할 수 있었다.

3. 결 론

펨토초 레이저를 이용하여 실리카 기판에 다양한 

선폭과 깊이를 가지는 트렌치와 채널을 가공 하였

다. 가공 선폭이 좁은 트렌치에 대해서 정밀 가공

이 가능한 반복률 1kHz를 가지는 펨토초 레이저를 

사용하였으며, 가공 폭이 상대적으로 큰 채널 가공

을 위해서는 고속 가공이 가능한 100kHz의 펄스 

반복률을 가지는 펨토초 레이저를 사용하였다.

또한, CO2 레이저를 이용하여 채널 가공면의 거

칠기를 제거하는 실험을 진행하였으며, CO2 레이

저를 이용하여 채널의 가공 면을 연마한 결과 눈

에 띄게 거칠기가 제거됨을 확인 할 수 있었다. 

이러한 레이저 가공 기술을 광 도파로 소자의 파

장 반사 필터 삽입을 위한 트렌치 가공에 적용하

였다. 하지만 본 논문에서는 광도파로 소자에는 

CO2 레이저 연마기술을 적용하지 않았다. 펨토초 

레이저를 이용하여 제작한 트렌치에 파장 반사 필

터 삽입 결과 삽입된 필터의 파장부근인 약 

1610nm-1645nm에서 투과 량이 감소함과 동시에 

반사량이 증가함을 확인 할 수 있었다. 좁은 가공 

폭을 요구하는 광도파로 소자에 고속 가공에 유리

한 100kHz의 반복률을 가지는 펨토초 레이저를 

사용한 이유는 산업체 적용이 가능한 고속 레이저 

가공 기술 개발을 위해 고반복률 펨토초 레이저를 

적용한 것이며, 추후에 연마 전후의 특성에 대한 

비교 연구를 진행할 것이다.
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